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Kamień biżuteryjny cylindryczny szedowy wypukły 
zwłaszcza bursztynowy 

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kamień biżuteryjny cylindryczny 

szedowy wypukły zwłaszcza bursztynowy, przeznaczony przede wszystkim do bi-

żuterii noszonej. 

Wzór przemysłowy dotyczy ukształtowania płytkowych kamieni biżuteryj-

nych szedowych do biżuterii noszonej, w których przynajmniej jedna sferyczna po-

wierzchnia jest lustrzaną powierzchnią ekspozycyjną. 

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy kamie-

nia biżuteryjnego cylindrycznego szedowego zwłaszcza bursztynowego, przeznaczo-

nego przede wszystkim do biżuterii noszonej, o szczególnym indywidualnym zarysie 

jego kształtów, linii, konturów i proporcji, nadającego się do wielokrotnego odtwo-

rzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. 

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysun-

kach, na których fig 1 przedstawia widok z boku pierwszej odmiany kamienia biżute-

ryjnego cylindrycznego, fig 2 przedstawia widok z boku drugiej odmiany kamienia 

biżuteryjnego cylindrycznego, fig 3 przedstawia widok z boku trzeciej odmiany ka-

mienia biżuteryjnego cylindrycznego. 

Kamień biżuteryjny cylindryczny szedowy wypukły zwłaszcza bursztynowy w 

pierwszej odmianie wykonania ma kształt bryły obrotowej symetrycznej opartej na 

planie okręgu, mającej ekspozycyjną powierzchnię lustrzaną i ukształtowanej w taki 



sposób, że na w podstawie bryły znajduje się cylindryczne podcięcie, dzielące ją na 

dwie części o niejednakowej średnicy i niejednakowej wysokości, przy czym przejście 

stożkokształtnej i ostronarożnej wysokiej części większej, mającej wysokość większą 

od średnicy jej podstawy, w cylindryczną obsadczą część mniejszą pod kątem pro-

stym, jest zrealizowane ostro zarysowaną krawędzią, a ekspozycyjna powierzchnia 

lustrzana jest ukształtowana w postać zbliżoną do połowy nieregularnej epicykloidy o 

pionowo usytuowanej osi większej i o zdecydowanie zarysowanym wierzchołku. 

Kamień biżuteryjny cylindryczny szedowy wypukły zwłaszcza bursztynowy 

w drugiej odmianie wykonania ma kształt bryły obrotowej symetrycznej opartej na 

planie okręgu, mającej ekspozycyjną powierzchnię lustrzaną i ukształtowanej w taki 

sposób, że na w podstawie bryły znajduje się cylindryczne podcięcie, dzielące ją na 

dwie części o niejednakowej średnicy i niejednakowej wysokości, przy czym przejście 

wysokiej części większej, mającej wysokość większą od średnicy jej podstawy, w cy-

lindryczną obsadczą część mniejszą pod kątem prostym, jest zrealizowane ostro zary-

sowaną krawędzią, a ekspozycyjna powierzchnia lustrzana, jest ukształtowana w po-

stać zbliżoną do połowy regularnej elipsoidy o pionowo usytuowanej osi większej. 

Kamień biżuteryjny cylindryczny szedowy wypukły zwłaszcza bursztynowy 

w trzeciej odmianie wykonania ma kształt bryły obrotowej symetrycznej opartej na 

planie okręgu, mającej ekspozycyjną powierzchnię lustrzaną i ukształtowanej w taki 

sposób, że na w podstawie bryły znajduje się cylindryczne podcięcie, dzielące ją na 

dwie części o niejednakowej średnicy i niejednakowej wysokości, przy czym przejście 

wysokiej części większej, mającą wysokość większą od średnicy jej podstawy, w cy-

lindryczną obsadczą część mniejszą pod kątem prostym, jest zrealizowane ostro zary-

sowaną krawędzią, a ekspozycyjna powierzchnia lustrzana, jest ukształtowana w po-

stać obłonarożnego stożka. 

Cechy istotne wzoru przemysłowego. 

Kamień biżuteryjny cylindryczny szedowy wypukły zwłaszcza bursztynowy 

charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. 

Kamień biżuteryjny w pierwszej odmianie wykonania ma kształt bryły ob-

rotowej symetrycznej opartej na planie okręgu, mającej ekspozycyjną powierzchnię 

lustrzaną i ukształtowanej w taki sposób, że na w podstawie bryły znajduje się cylin-

dryczne podcięcie, dzielące ją na dwie części o niejednakowej średnicy i niejednako-

wej wysokości, przy czym przejście stożkokształtnej i ostronarożnej wysokiej części 



większej, mającej wysokość większą od średnicy jej podstawy, w cylindryczną obsad-

czą część mniejszą pod kątem prostym, jest zrealizowane ostro zarysowaną krawę-

dzią, a ekspozycyjna powierzchnia lustrzana jest ukształtowana w postać zbliżoną do 

połowy nieregularnej epicykloidy o pionowo usytuowanej osi większej i o zdecydo-

wanie zarysowanym wierzchołku. 

Kamień biżuteryjny tego samego rodzaju w drugiej odmianie wykonania ma 

kształt bryły obrotowej symetrycznej opartej na planie okręgu, mającej ekspozycyjną 

powierzchnię lustrzaną i ukształtowanej w taki sposób, że na w podstawie bryły 

znajduje się cylindryczne podcięcie, dzielące ją na dwie części o niejednakowej śred-

nicy i niejednakowej wysokości, przy czym przejście wysokiej części większej, mającej 

wysokość większą od średnicy jej podstawy, w cylindryczną obsadczą część mniejszą 

pod kątem prostym, jest zrealizowane ostro zarysowaną krawędzią, a ekspozycyjna 

powierzchnia lustrzana, jest ukształtowana w postać zbliżoną do połowy regularnej 

elipsoidy o pionowo usytuowanej osi większej. 

Kamień biżuteryjny tego samego rodzaju w trzeciej odmianie wykonania ma 

kształt bryły obrotowej symetrycznej opartej na planie okręgu, mającej ekspozycyjną 

powierzchnię lustrzaną i ukształtowanej w taki sposób, że na w podstawie bryły 

znajduje się cylindryczne podcięcie, dzielące ją na dwie części o niejednakowej śred-

nicy i niejednakowej wysokości, przy czym przejście wysokiej części większej, mającej 

wysokość większą od średnicy jej podstawy, w cylindryczną obsadczą część mniejszą 

pod kątem prostym, jest zrealizowane ostro zarysowaną krawędzią, a ekspozycyjna 

powierzchnia lustrzana, jest ukształtowana w postać obłonarożnego stożka. 
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